CHEMIE-MEMBRANPUMPEN BIS 1.5 MBAR

CHEMIE-PUMPSTAND
PC 620 NT

B Chemie-Pumpstand mit zwei elektronisch geregelten Einldssen

LEISTUNGSMERKMALE

Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewahrte Losung fiir den unabhédngigen, parallelen Betrieb zweier

Prozesse mit nur einer Pumpe. Jeder Vakuumanschluss verfiigt iiber einen Vakuum-Controller CVC 3000 mit Ventil zur

elektronischen Vakuumregelung. Als Basispumpe dient die MD 4C NT, sie erfiillt erhdhte Laborvakuumanforderungen

fiir die meisten hochsiedenden Losemittel. Beide Vakuumanschliisse sind durch Riickschlagventile gegen wechsel-

seitige Beeinflussung gesichert. Der druckseitige Emissionskondensator ermdglicht die nahezu hundertprozentige

Riickgewinnung von Losemitteln.

PC 620 NT
3.4 m3/h
1.5 mbar

sehr gutes Endvakuum auch mit gedffnetem
Gasballastventil

zwei leicht bedienbare Vakuum-Controller CVC 3000
mit Volltext-Meniifiihrung

zwei Chemie-Vakuumregelventile mit groRem
Querschnitt flir uneingeschrankte Pumpleistung

gleichzeitiges, unabhdngiges Betreiben von zwei
Anwendungen

ausgezeichnete Umweltvertraglichkeit durch effiziente
Losemittelriickgewinnung

TECHNISCHE DATEN wie MD 4C NT, jedoch

Vakuum-Controller 2 x CVC 3000

Anschluss Saugseite (IN) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Druckseite (EX) Schlauchwelle DN 10 mm
Anschluss Kiihlwasser 2 x Schlauchwelle DN 6-8 mm
Abmessungen (L x B x H) mm 431 x 274 x 520

Gewicht kg 22.4

BESTELLDATEN

230 V ~ 50-60 Hz CEE 737300

230 V ~ 50-60 Hz CH 737301
ZUBEHOR

Vakuumschlauch Kautschuk DN 10 mm (686002)
Kiihlwasserventil VKW-B (674220)
Beliiftungsventil VBM-B (674217)
Fiillstandssensor (699908)

Weitere Informationen auf www.vacuubrand.de
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